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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 

パルスバイアスとパルスプラズマを制御する Dual Time-Modulation 技術を用いて，poly-Si ゲート

エッチングおよび Si3N4 エッチングにおけるパルスパラメーターとエッチング特性の関係を詳細に

調査し，FinFET デバイス作製時のエッチング課題の解決に資する結果を得た．これらの結果は，

電気電子工学上価値のある業績であり，博士（工学）の学位に値すると認める． 


